
■概要

ファインハイブリッドマスクは、OLED の製造
に最適な次世代の蒸着マスクです。

金属材料と樹脂材料を組み合わせた独自の
ハイブリッド構造を採用することで、従来の
Fine Metal Maskでは両立が難しかった高精
細化・軽量化・高い位置精度を同時に実現し
ています。
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共同研究支援方法
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新価値創出支援部、技術強化支援部担当
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■ 支援技術の概要

マスク拡大図
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変形量は2000倍に拡大

マスクを形成する薄膜が
持つ微小な残留応力による
ひずみがマスクの開口部の

位置ずれを引き起こしてし
まいます。

そこで、マスクの材料や構
造を加味したシミュレーショ
ンモデルを作成し、位置ず
れを抑える構造の検討に役
立てました。

※有機材料が開口部を通過して
成膜されることでディスプレイの
画素を形成する
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